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Critérios de Seriacao

1 Anilise Curricular (50%)

2)Habilitacées Literarias (50%)

e C1 - Experiéncia Profissional na drea do curso ou areas afins (50%)

>= 10 anos na area do curso ou dreas afins - 20

>= 5 anos e < 10 na &rea do curso ou areas afins - 18

>= 2 e < 5 anos na drea do curso ou em dreas afins - 15

Com experiéncia < 2 anos na drea do curso ou em dreas afins - 10

N T 5

Sem experiéncia na drea do curso ou afins - 8
e C2 - Publicagdes cientificas (30%)

>= 5 publicagdes com arbitragem - 20

>= 3 e < 5 publicages em revistas com arbitragem - 18
>=1e < 3 publicagdes em revistas com arbitragem - 16
Publicagdes em revistas sem arbitragem - 12

* ok ok X %

Sem publicacdes - 8
e C3 - Comunica¢des em congressos (10%)

>= 10 comunicagdes em congressos internacionais - 20

>= 5 e < 10 comunica¢des em congressos internacionais - 18
>=1e < 5 comunicagdes em congressos internacionais - 16
>= 10 comunicagdes em congressos nacionais - 14

>= 5 e < 10 comunicagdes em congressos nacionais - 12
>=1e < 5 comunicagdes em congressos nacionais - 10

* ok ok ok ok b o

Sem participagdo em congressos - 8
e C4 - Participagdo em projectos e actividades de investigagcdo (10%)

* Participagdo em >= 5 projectos - 20
* Participagdo >= 3 e < 5 projectos - 16
+ Participagdo >= 1 e < 3 projectos - 12
*

Sem participacdo em projectos - 8

e C1 - Area das habilitacdes (50%)

% Area do curso - 20
% Areas afins - 15

* Outras areas - 10

e C2 - Média ponderada (de 1° ciclo e habilitagdes de 2° ciclo, sendo a ponderagio baseada nos ECTS completados

em cada ciclo) (50%)

Vinte - 20
Dezanove - 19
Dezoito - 18
Dezassete - 17
Dezasseis - 16
Quinze - 15
Catorze - 14
Treze - 13
Doze - 12
Onze - 11

Dez - 10

* ok ok ok ok ok ok ok ok F o




